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Purtitor fototermoplastic pentru Tnregistrarea infotimiaoptice, care include un substrat transparept gé care
sunt depuse consecutiv un strat conductor (2)tnat ®tosensibil pe béazde semiconductori calcogenici stigilo
As-Se-S (3)si un strat termoplastic pe bazle poliepoxipropilcarbazol (4), caracterizat psiceea & grosimea
stratului termoplastic (4) este de 0,18,20 um cu o neomogenitate a reliefului superfidaB0..35 nm.



